Title (en)
Process for controlling fluoride-containing baths for metal surface treatment.

Title (de)
Verfahren zur Uberwachung fluoridhaltiger Bader zur Oberflachenbehandlung von Metallen.

Title (fr)
Procédé de contrOle des bains de traitement de surfaces métalliques contenant du fluorure.

Publication
EP 0162489 A1 19851127 (DE)

Application
EP 85200521 A 19850404

Priority
DE 3413905 A 19840413

Abstract (en)
The fluoride activity of a bath for the surface treatment of metals is maintained by diluting a sample of the bath to at least 5 volumes with a diluent
solution having a pH within 1 pH unit of the bath measuring the fluoride content of the diluted solution using a fluoride-sensitive electrode, and
utilising the measured value to replenish the bath with fluoride ion. Preferably the dilution is to 20-200 volumes with a HCI/KCI buffer solution.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zur Aufrechterhaltung der Fluoridaktivitat in fluoridhaltigen Badern zur Oberflachenbehandlung von Metallen wird zwecks
Erhalt zuverlassiger MeBwerte, die erst eine einwandfreie Ergdnzung gestatten, das fluoridhaltige arbeitende Bad mit einer Ldsung, deren pH-Wert
maximal um eine pH-Wert-Einheit vom arbeitenden Bad abweicht, in kontrollierter Weise mindestens auf das Funffache seines Volumens verdinnt,
dann die Fluoridaktivitat mit einer fluoridsensitiven Elektrode gemessen und aus dem MeBwert die Fluoridaktivitét des arbeitenden Bades fir die
Erganzung mit Fluoridionen ermittelt. Vorzugsweise erfolgt die Verdiinnung auf das 20 bis 200-fache mit einer HC1/KC1 enthaltenden Pufferlésung.
Das Verfahren ist in erster Linie auf die Aufrechterhaltung der Fluoridaktivitdt chemischer oder elektrolytischer Chromatierbader, insbesondere zur
Chromatierung von Zink- und/oder Aluminiumoberflachen, anwendbar.
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